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PATERTE DE INVENCION

yor 20 e&fios

para "Un procedimiento para el pulimentedo anddico del ni-

quel y sus 8leaciones NO FETrTOSAS T = «w = = = = = = w o= = = =

a favor de la: Societé JACQUET HISPANO-SUIZA, de nacionali-
ded franceéa, domiciliade en 57, 59, rue de St, Mandé, MOF~-
TREGIL-sous-BOIS (Seine, Francia),

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ie presente invencién se refiere & un procedimiento pa-
re 1 pulimsnto enbdico del niquel, nfguel electrodeposita-
do, eleasiones de niquel no fsrroses y sus similares, y se
refiere mds especialmente al empleo de un electrolito acuo-
so que se compone de dcido foafdrisco, decido crdmico y agua
en €l pulimento anddico del niquel;

Se ha dessubisrto que puede emplearse con resultados
satisfactorios en el pulimento anbddico del niguel un elec-

trolito acuoso compuesto de écido fosférico, dcido crdmioco

-



¥ eagua, como ingredisntes esenciales; Manteniendo las pro-
porciones relativas de’estcs ingredientes dentro de ciertos
1fnites, que-han sido determinados, pueden producirse puli=-
mentos muy satisfactorios del nfgquel resultando las super=~
] ficies obtenidas relativamente superiores a las que pueden
obtenerse mediante operaciones de pulido o lustrado, en lo
que se refieres s la ausencia de capas amorfss ¥y de huellas
meoénicas; |
Constituye, por lo tanto, una finalidad importante de
10 la invencidn establecer un electrolito que contenga dcido
foafdrico, doido crémico y. ague dentro de ciertos limites
bien definfdos en cuanto & Sus.pnoporoiones reletivas, des-
tinedo e ser empleado en el pulimento anddico del nfquel, nf=-
quel electrodepositado, aleacionss de niqusel no ferrosas y
15 similares, pare darles una superficie muy lustrosa, .
Otra finalidad importeante de la invencidn es esteblecer
un progedimiento pera el pulimento anddico del niquel, nf-
quel electrodepositado, aleaciones de nfiguel no ferrosas y
similares empleando un electrolito de nuesva composiecidn que
20 es eficaz dentro de un emplio margen de densidades de co-
rriente anddice y de températﬁras;
 Otras y méds importantes finalidades de la invsneidn
se harén patentes de las expiio&ciones de le prasgnte mems=
rie y del dibujo adjunto;
25 Ia invencidén (en su forme preferide) quede ilustrada
en el dibujo y se describe mds dstalladamente en los pérra- -
fos siguientes; ‘

Z1 dibujo os un diagrama trianguler que indice las pro=-
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poreionss relativas de decido fosfdérico, deido crémico ¥y
égue para las composiciones _de electrolito que esntran den-
tro del cusdro de la invencidn,

En dicho diagrams los ledos respectivos del tridngulo
indicen los poreentejes de defido fosfdérico (HzPO4), de agua
(Eg0) ¥ de doido crémico (Croz) de 0 al loo"%; A bese de los
datos experimentales, se han determinado 1as‘pr6porciones
relativas de dcido fosfdrico, dcido crdémico y agua que cons=-
tituyen oomposicionssrde eleetrolito que son eficaces para
el pulimento anédiad del nfquel, El dree ques representa las
gomposiciores de elestrolito eficaces estd delimitada en el
dlagrama por las lineas de trazo fuerte 4CB y BA., Dentro del
érea asi delimitada, cualguiera composicidn que se elija re-
sulterd eficaz en el procedimiento descrito a continuacidn
para el pulimento anddico del nfquel,

Se ha descublerto, sin embargo, que con objeto de ob-
tener los we jores resuliados en ol pulimento, debe wentenerse
el cuadro de proporciones del acido fosfdérico, del deido
crémico y del agua aéntro de 1imites elgo méds estrechos, y
éstos queden representados en el diasgrama por el drea deli=~
mitada por la linee AD, la linea UE de puntos y rayss, y
le EA; Ias composiclones dz electrolito preferidas con res-
pecto & las proporciones relasivas de deido fosférico, dcido
erémico y aguae, se eneuenfr&n dentro de esta érea mds redu-
cida;

Is lectura de une dfagrama como el que se acompaiia se

comprende fdcilmsnte, pero daremos las sigulentes indicaciones

a £in de que quede wejor explicada, Bl punto indicado en el
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diegreme por le letra A, por ejemplo, indica la composicién
que comprende 85 % de éoldo fosférico, una proporeién peque-
fia pero no insignifieante --por ejemplo 0,1 %~- de dcido oré-
mico, y el resto =--algo menos de 15 %=-- de egue; al punto in-
dicado por la letra B, ungloomposicién que comprende &lrededor
de 58 ¢ de dcido fosférico, alrededor de 0,1 % de dcido erdmi-
6o ¥ el resto —-algo menos de 42 %-- de ague; el punto indi-
cado por la letra c; una oompésicién gque couprende 33 4 de édci-
do fosférico, 38 % de doido crduico y 29 % de agua; y el punto
fndicado por le letre D, una composicidn que comprende 46 % ds
deido fosfdérico, 29 % de é&ido crbéuico y 25 % de agua,

Se observard que el contenido méximo de dcido fosfdrico
es 85 4 y el nfnimo 33 %; el contenido mdximo de éoido ordmi-
co es 28 7 y el winimo alrededor de 0,1 %; ¥ el contenido mé-
ximo de 8gua es alrededor de 42 % y el minimo 13 %; Tos limi-
tes preferides de couwposicidn son de 46 & 85 } de doido fos-
forisca; de 0,1 @ 29 % de dcido crdmico; ¥ de 13 & 34 % de ague,
Los poroentajes de los tres ingredientes, no obstante, son |
interdependientes y deben encontrarse dentro de las dreas des-—
orites més arriba para obtener los mejores resultados;

Se comprenderd, asimismo, que si bien el diagrema adjunto
airve para indicar los porcentajes relativos de dcido fosféri-
oo, dcido ordmico y asgue en el casc de emplear Unicemente esos
tres componentes, un eleectrolito adeocuado para el pulimento
anédico del niquel pueds tembién comprender otros ingredientes,
tales como otros dcidos y sales metélioas; No obstante, inde-
pendisntemente de los dsmés ingredientes que puedan estar pre=-

sentes en el bafio, este debe contener dcido fosfdrico, dcido
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erémico y azue en -porcentajes relativos tales que su compo-
sicidn se encuentre dentro. de las freas preferids o mexos
preferida delimitedes en el diagreaaa adjunto;

41 componer un electrclito parasel pulimsnto gnédieo del
nfquel, se podris por ejemplo escoger el punto/x del diagra-
me gomo bafio inclufdo dentro del érsa de composiciones prefe-
ridas; Le composicién representada por dicho punto X serfa
de 70 % de dcido fosférico, 10 % de €oido ocrémico y 20 % de
agua; Durente el curso del empleo de dicho baiio en el pulimen-
to électrolitioo del nfquel, la composicidn del bafo quedaria
necesariesmente alterades, debido a la disolucién anddice de ni-
quel en el mismo; También podria hebsr algin cembio en el con-
tenido de ague, por ejemple un aumento debido a la absorcién
por el bafio de humedad de la atmdsfera, o una dismimucidn de=-
bida & eveporacién de agua de la superficie del bafio, & des~-
composicidn del sgua por la sceidn electrolitice o & pérdida
de egua en el beiio por ser ésta arrastrada en los gases des-
prendidoa del mismo;

A peser de los cemblos que rueden ocurrir en la composi-
cidn durente un uso contimedo, si los porcentejes relativos
de éecide fosfdrico, deido crdmicoc y agues, expresados en por-
centajes en peso del peso total de solo dichos tres ingredien-
tez de la oomposicién del befio, permanecen dentro del drea
de limitada por les ;insag AD, DE, y E&, el baiio seguird fun-
cionando satisf&ctoriamente; &dn en caso de que la composi-
cién del befio fuese alterada durante el curso de le operacién
de'modo tal iue quedersa comprendida dentro del éres menos pre-

ferida delimiteda por las lineas DE, EB, y BCD del diagrame
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el befio seguirimfuncionando, sunque no tan satisfactoriamente;

Por consiguiente, cuando los porcentéjes relativos de
édcido fosfdérico, doido crdémico y ague de una determinade come-
posicidn del bafio se encuentren dentro de uns y otra de las
édroas preferida; o menos preferide delimitades en el diegrame
triangular, ss entiende gque dicha composicidn del bafio entrea
dentro del margen de la invencidn, aug@ue'oontenga otros doi~-
dos distintos del fosfbrico y del crdmico y aungue contenga
una cantidad substancial de sales metélicas;

En lugar de dcido crdémico pueden ewplearse cromatos y
bicromatos solubles, los cuasles deben considererse couo los
equivalentes del dcido crdmico partiendo de umk base estoiquio-
métrioa; I2 expresién "equivalente de doido csrémicom™ empleada
en este memoria y en las reivindicaciones comprende; por con-
sigufente, sl propiorécido erémico (Cr0z) y los pesos equiva-
lentes estoiquiométricamente de cromatos y biorbmatos solubles.

Del mismo modo, en lugar de dcido ortoquférico, pueden ’
emplearse otros 4cidos fosfdéricos, talss como dcidos meta ¥
pirofosféricos, los cualss deben considerarse como incluidos
en el término dcido fosférico, |

En el procedimiento para el pulimento anddico ‘del niquel
nfquel electrodepositado, aleaciqnes de niquel no ferrosas y
similares, mediente el empleo de un: bafio de una composicién
indicade como apropieda segin el diagrams trianguihr ed junto,
el metel u objeto fabricado con el mismo, se dispone como &no-
do en un bsfio de la composicidn escogida, y se hace paser por
el mismo une corriente de densided suficiente durante un lepso

de tiempo tembién suficiente para producir el grado deseado de
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lustre o pulimento en la superficie de niquel, Empleando un
electrolito que tenga une composicidén comprendida dentro de
las dreas preferidas delimitadas en el diegrama triéngulaf
adjunto, se obtiene pronto una superficie mmy lustrose, sspe-
Jada, Esta superficie muy Iustrosa que puede obtenerse wedian-
te el procedimiento que constituye la invencidn, supleando un
electrolito de eomposiéién preferide, es una caracteristica
laportente del mismo, y es la que distingue clarsmente el aca-
bado conseguido de los producidos snteriormente en ls limpie-
z& electrolitica del niquel;

Ie formacidn de superficies may pulidas y lustrosas estéd
indudéblemente asociada con la presencia de uma peliculs pola-
rizante en la superficie del niguel durante el proceso de di=-
gsolucién énédica. Ia naturaleza de esta peliculas es tal que
qgeda reducido al minimo el ataque selectivo del nfquel o de
las alesoiones de niquel no ferrosas durante todo el transcur-
s0 del tratamiento;vza disoluctdn snddice tiene lugar aparen-
temente en un grado relativamente elevedo y con an coeficiente
elevado de polarizecidn snddice, con el resultado de que diche
disolucibn anddicae de metal motia para nivelar las superficies
oristalinas del mismo y producir un acabado espejado, Estas
condiciones no prevalecen en el siuple trateaiento glectroliti-
eo de limpiez=z conocido hesta la fecha,

Con objeto de obtener los mejores resultados en un lapso
de tiempo racional, es preferible emplear densidades de co-
rriente relativamente elevadas, tmsles como las del orden de
magnitud de 11 & 55 emperios por du?, Debe observarse, no obs-

tante, que pueden emplearse densidedes de corriente inferiores,
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ain tan bajas como la de 5,5 amperios por dme, con la consi=
guiente prolongacidn del tiempo de tra‘tamientob. Tanbién pueden
emplearse densidedes de corriente mds elevadas, tan altas como
la de 220 amperios por dmw?, pero semejantes densidades impli-
can por lo general corrientes de wmayor intensided que requieren‘
un equipo mds éostoso'. Bl layso de tiempo necesario para conse=-
guir los resultados deseados depende de la magnitud de les den-
sidades de corriente empleadas, y hasta cierto punto de las
caracteristicas del nigquel, del tamafio de su grano y de otras
causas similares; 81 pulimento de las superficies dsperas re=-
qulere; na.ﬁiralmente, méds tiempo que el de las relativamente
Suaves;

Con cualquieré de las composicidnes de elsotrolito
que se encuentran dentro del érea preferide, delimitada kpor
las linces AB, BB, ¥y DA del diagrames triangular adjimto, se
obtienen excelentes pulimentés sobre superficies de niquel,
metal eleotmaiquelado,‘ o aleazciones de nfiquel no ferrosas,
utilizando la superficie como énodo en el bafio con densi-
dades de corriente de 13,7 & 27,5 amperios por dme, y con-
timando el tratamiento durante un periodo de 4 & 12 aim-
tos, & una temperatura del bafio alrededor ds 37 & 68% ¢, Por
regle general, la temperatura del balio pueds mantenerse en
cualqﬁier grado compremdido entre la del aublente y la de
ebullicidn del ague, pero las temperaturas alrededor de 37¢e
c; resultan muy satis.faotorias; '

De la descripeidn que antecede resultard manifiesto que
se haArlogrado‘ es.te_;blecer'con la presente invencidn un proce=-
dimiento que permite obtener pulimentos muy lustrosos de ni-
quel, metal elestroniquelado, aleaciones de nigquel no ferrosaas
v similares; Dicho procedimie-nto permite obviar los inconvew=

nientes de los eantiguos métodos de pulimentoc mecénico y hace
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posible la produccidn de superficies de niquel que qusden
exentes de huelles mecdnicas, empafiados y "batidos® y que son
superiores 8 las gme pueden obtenerse con los procédimientos
de pulimento meoéniao;

Debe observarse, naturalmente, que pueden variarse va-
rios detalles del procedimiento dentro de un awmplio margen
singpartarse de los principios de la invenoidn, ¥y que por
consfiguiente no se desea limitar la patente que se solicita
més de lo que corresponde al alcance de las reivindlcaciones

que se formulan & contimiscidn,
ROTA

Por le patente de invencidn & que se refisre la presen-
te memorisa descriptive se REIVINDICA le propiedaed y la explo-
tacidn exclusiva de: .

1;— Un procedimiento para pulimenter el nfiquel y sus
2leasciones no ferrosas, que consiste en hager deseuwpernar &
dicho metal le funcién de énodo én un elsotrolito que conten-
ga.esencialmeﬁte decido fosférico, éoido ordémico y agua en con-
sentreciones variables; A

2;- Un procedimiento para pulimentar el nfquel y sus
alesciones no ferrosas tal como el especificado en 1, ocarsac-
terizadp por el hecho de utilizar en el elecirolito concen-
traciones comprendidass entre 33 y 85 por 100 de doido fosféd-
rico, entre 0,1 y 38 por 100 de dcido crdmico y entre 13 y
42 por ciento de agua;

5;- Un procedimiento para pulimentar el nfquel y sus
aleagiones no ferrosas tal como el espscificado en 1, carazag-
terizedo por el hecho de utilizar en el elestrolito concen-

treciones de 70 por 100 de édeido fosfériso, 1o por 100 de

i IR v
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deido ordémico y 20 por 100 de agua;

4;— Un procedimiento parea pul;msntar el nfquel y sus
e&legciones no ferrqsaa tal como el especificado en 1, ocarac-
terizado por el heého deremplearldensi&ades de corriente com-
prendidas entre 0'3 y 330 amperios por decimetro cuadrado;

5;- Un proceéimiento pare pulimentar el nfquel y sus
alettciones no ferroses tal como el especificadc en 1, carac-
terizado por el hecho de emplear densidades de corriente com-
prendidas entre 11 ¥ 110 emperios pfor decimetro cuadrado a una
vtemperatura comprendida entre el ambiente y 100 grados centigre-
dos; '

6;— Un prmacedimiento peras pulimentar el nfquel y sus
aleaciones np ferrosas tal como el especificado en las reivin-
dicaciones anteriowes, caracterizado por el empleo de denside-

des de corriente comprendidas entre 14 y 28 smperios por deci-

mstro ocuadrado @& una temperstura comprendida entre 27 y 70 gra-

dos cent{grados, durente de 4 a 12 minutos,

7;— Un procedimiento pare pulimentar el nfquel y sus
aleeciones no ferrosas tal como el eSpecifioAdo‘en las reivin-
dicacionés antefiores, caracterizado por el hecho de utilizar
deido fosfdrico bajo su forme de "orto";

8.~ Un procedimiento para pdlimentar el niquel y sus

- @leaciones no-ferrosas tel como el especificado en las reivin-

dicaciones enteriores, caracterizado por el hecho de utulizar
€oido fosfdérico bajo su forma de "met&";

‘ 9.- Un procedimiento pars pulimentar el niquel y sus
&legciones no ferrosas tal como el especificado en les reivin-

dicaciones anteriores, céracterizado por el hecho ds utilizar
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doido fosférico bajo su forme “pirov

10;- Un pmroedimiento pera pulimentar el nfquel y sus
aleaciones no ferrosas tal como el especlficado osn las rei-
vindiocaciones anteriores, ca&racterizado por el hecho de subs=-
tituir el dcido ordmico propiamente dicho tCr 03) por cromatos
y bicrometos solubles, en pesos estoquiométricamente equivalen-
tas; A .

11;- I2 propiedad y la explotacidn exclusiva del objsto
de la paténte, sean cuales fueren les circunstancias qus
concurran con su esencialidad definids en las angeriores
reivindicaciones, oual objeto es:

"Un procedimiento para el pulimentado anédico del nfquel
y sus aleaclones no ferrosas?

Conste le presente memoria de once hojas foliadas escri-
tag por una sola cara; _

Barcelon&, 30 de Diaiembre de 1947

P. p. de: Socidété JACQUET HISPAND-SULZA
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